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Òðàíñôîðìàöèÿ ôîðìû ïûëåâîãî îáëàêà â çàâèñèìîñòè îò òîêà
ðàçðÿäà íàáëþäàëàñü â ðàçðÿäå ïîñòîÿííîãî òîêà â íåîíå ïðè êîì-
íàòíîé òåìïåðàòóðå (295 Ê). Ðàçðÿä ïîñòîÿííîãî òîêà, ñ ïûëåâûìè
ìèêðîñôåðàìè äèàìåòðîì 2,55 ìêì, èíèöèèðîâàëñÿ â äëèííîé ðàçðÿä-
íîé òðóáêå äëèíîé 40 ñì è äèàìåòðîì 1,65 ñì ïðè äàâëåíèè íåîíà 0,35
- 1,08 Òîðð è òîêå ñâûøå 0,4 ìÀ. Â ýêñïåðèìåíòå áûëè èññëåäîâàíû
çàâèñèìîñòè ôîðìû, îñåâûõ è ðàäèàëüíûõ ðàçìåðîâ ïûëåâûõ îáëà-
êîâ è âåëè÷èíà ïðîäîëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ îò òîêà ðàçðÿäà è
äàâëåíèÿ íåîíà ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Ðàíåå, àíàëîãè÷íûå ýêñ-
ïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü â ðàçðÿäå ïîñòîÿííîãî òîêà â íåîíå ïðè êðèî-
ãåííîé òåìïåðàòóðå (77 Ê) [1�5]. Áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå ïûëåâûå îáëàêà îáðàçîâàíû îòäåëüíûìè ìèêðî÷àñòèöà-
ìè, â îòëè÷èå îò òåìïåðàòóðû 77 Ê, ãäå ïûëåâûå îáëàêà ñîñòîÿëè èç
ñìåñè ðàçëè÷íîãî âèäà êëàñòåðîâ, îáðàçîâàííûõ ìèêðî÷àñòèöàìè. Â
òî÷êàõ ïåðåñå÷åíèÿ çàâèñèìîñòåé ðàäèàëüíûõ è îñåâûõ ðàçìåðîâ ïû-
ëåâûõ îáëàêîâ îò òîêà ðàçðÿäà íàáëþäàëèñü ïûëåâûå îáëàêà, èìåþ-
ùèå ôîðìó, áëèçêóþ ê ñôåðå. Ýòîò ðåçóëüòàò êà÷åñòâåííî ñîâïàäàë
äëÿ äàííûõ ïîëó÷åííûõ ïðè êîìíàòíîé è êðèîãåííîé òåìïåðàòóðàõ.
Ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå ïðè óâåëè÷åíèè òîêà ðàçðÿäà íàáëþäàëñÿ
ïåðåõîä ê ïûëåâûì îáëàêàì ñ ïîëîñòüþ, â òî âðåìÿ êàê ïðè òåìïåðà-
òóðå 77 K îáðàçîâàíèå ïîëûõ ïûëåâûõ îáëàêîâ íå íàáëþäàëîñü äàæå
ïðè ìàêñèìàëüíîì òîêå ðàçðÿäà. Áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî çíà÷åíèå òî-
êà, îïðåäåëÿþùåãî ïåðåõîä îäíîðîäíîãî îáëàêà ê îáëàêó ñ ïîëîñòüþ,
óìåíüøàåòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì äàâëåíèÿ íåîíà.
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